
磁控溅射机公司 沈阳鹏程有限公司 磁控溅射机

产品名称 磁控溅射机公司 沈阳鹏程有限公司 磁控溅射机

公司名称 沈阳鹏程真空技术有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈河区凌云街35号

联系电话  13898863716

产品详情

磁控方箱生产线介绍

用于纳米级单层及多层功能膜、硬质膜、金属膜、半导体膜、介质膜等新型薄膜材料的制备。广泛应用
于大专院校、科研院所的薄膜材料科研与小批量制备。 

主要由真空室系统溅射室、靶及电源系统、样品台系统、真空抽气及测量系统、气路系统、电控系统、
计算机控制系统及辅助系统等组成。 

技术指标： 极限真空度6.7×10-5Pa，系统漏率：1×10-7PaL/S； 恢复真空时间：40分钟可达6.6×10
Pa（短时间暴露 大气并充干燥氮气后开始抽气） 

镀膜方式：磁控靶为直靶，向下溅射成膜； 样品基片: 负偏压 -200V 

样品转盘：在基片传输线上连续可调可控，在真空下可轮流任意靶位互换工作。样品转盘由伺服电机驱
动，计算机控制其水平传递； 

可选分子泵组或者低温泵组合涡旋干泵抽气系统，计算机控制系统的功能：对位移和样品公转速度随时
间的变化做实时，对位移误差进行计算，以曲线和数值显示。样品公转速度对位移曲线可在线性和对数
标度两种显示之间切换，可实现换位镀膜。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多磁控溅射产品的知识，欢
迎拨打图片上的热线联系我们。



小型磁控溅射镀膜系统简介

小型磁控溅射镀膜系统适合于快速溅射镀膜科研、教学与小批量打样，可快速、低成本的制备多种微纳
米厚度的膜层。

具有一体化、占用空间小、灵活的特点，无需380V工业电，无需额外冷水机，采用无油干泵分子泵组，
无需操心真空系统和操作间环境泵油污染。

保证设备具有优异的质量与性。触摸屏控制界面，带来简单、操作方便的体验。

想要了解更多沈阳鹏程真空技术有限责任公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

磁控溅射镀膜机导致不均匀因素哪些？

想要了解更多磁控溅射产品的相关内容，请及时关注沈阳鹏程真空技术有限责任公司网站。

原理上讲，两点：气场和磁场

磁控溅射在0.4Pa的气压情况下离子撞击靶材，磁控溅射机报价，溅射出粒子沉积到基材上，整体靶材的
电压几乎一致，不影响溅射速率。

0.4Pa的气场情况是溅射速率较高的情况，气场变化，压强变大和变小都会影响溅射速率。

磁场大，束缚的自由电子增多，溅射速率增大，磁场小，束缚的自由电子就少，溅射速率降低。

稳定住气场和磁场，溅射速率也将随之稳定。

在实际情况下，气场稳定，磁控溅射机，需要设计布气系统，将布气系统分级布置，保障镀膜机腔体内
不同位置的进气量相同，同时，布气系统、靶材、基材等要远离镀膜机的抽气口。需要稳定磁场，用高
斯计测量靶材表面磁场强度，由于磁场线本身是闭合曲线，靶材磁场回路两端磁场强度自然比中间位置
强，可以选择用弱磁铁，同时，基材要避开无法调整的磁场变化较大的部分。

另外，在设备结构设计方面，磁控溅射机价格，磁控溅射过程中，磁控溅射机公司，需要基材与靶材保
持同轴，如果旋转、直线运行的话，也要同轴旋转、直线运行。

磁控溅射机公司-沈阳鹏程有限公司-磁控溅射机由沈阳鹏程真空技术有限责任公司提供。沈阳鹏程真空
技术有限责任公司为客户提供“电阻热蒸发镀膜，磁控溅射，激光脉冲沉积，电子束”等业务，公司拥
有“鹏程真空”等品牌，专注于成型设备等行业。，在沈阳市沈河区凌云街35号的名声不错。欢迎来电
垂询，联系人：董顺。
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